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日程表
11月11日(火)

昼食
12:00-13:15

セッション名
（副題・講演件数）

表記について

展示準備
10:00-11:00

展示
11:00-17:00

場所：2F
研修室1C
研修室2

日時 2025年11月11日～11月13日
会場金沢商工会議所会館

半導体バルク
(Si/化合物系 3件）

9:45-10:30

ポスターセッション（13:15-14:30）
結晶成長基礎（18件） / 半導体ナノ・エピ（6件）

場所：2F・研修室1(C)/研修室2

企業プレゼンテーション  1件
16:00-16:15

<会場>

A会場  ：1F ホール
B会場  ：2F 大会議室
C会場   ：2F 研修室1(A+B)

ポスター会場 ：2F 研修室1(C)・研修室2

展示会場 ：2F 研修室1(C)・研修室2

半導体バルク
（GaN系 5件）

10:45-12:00

半導体バルク
（WBG半導体 5件）

14:45-16:00

結晶成長基礎
（その場観察① 5件）

9:30-10:45

結晶成長基礎
(表面・界面現象② 2件/

その場観察② 2件/
モルフォロジー 1件)

14:45-16:00

バイオ・有機
(その他 3件)
16:45-17:30

結晶成長基礎
(表面・界面現象① 4件)

11:00-12:00

半導体ナノ・エピ
(酸化物 2件) 16:45-17:15

半導体ナノ・エピ
（窒化物② 4件）

11:00-12:00

半導体ナノ・エピ
（窒化物① 5件）

9:30-10:45

半導体ナノ・エピ
(窒化物③ 2件/
その他 2件)
14:45-15:45

機能性結晶
(酸化物 4件/その他 1件）

16:30-17:45

企業プレゼンテーション  1件
15:45-16:00

招待講演 (半導体ナノ・エピ)
16:15-16:45

招待講演 (バイオ・有機 )
16:15-16:45

展示
（2F・研修室1(C)・

研修室2）

A会場
（1F・ホール）

B会場
（2F・大会議室）

C会場
（2F・研修室1(A+B)）
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2025年度日本結晶成長学会総会 / 2025年度日本結晶成長学会賞授賞式・受賞記念講演

開催場所：A会場（1F･ホール）

日程表
11月12日(水)

日本結晶成長学会総会  14:30 - 15:00
学会賞授賞式  15:05 - 15:25
[学会賞受賞記念講演]
業績賞および赤﨑勇賞(1) 15:30 - 16:10
業績賞および赤﨑勇賞(2)  16:15 - 16:55
論文賞(1) 17:00 - 17:30
論文賞(2) 17:35 - 18:05

展示
9:15-17:30

場所：2F
研修室1C
研修室2

セッション名
（副題・講演件数）

表記について

日時 2025年11月11日～11月13日
会場金沢商工会議所会館

昼食
ランチョンセミナー（学生就職情報）/ B会場（2F・大会議室）

12:00-13:00

ポスターセッション（13:00-14:15）
半導体バルク（3件）/ 機能性結晶（5件）/バイオ・有機（12件）/新技術（5件）

場所：2F・研修室1(C)/研修室2

バルク成長分科会/
新技術・新材料分科会
合同シンポジウム

「新規バルク結晶の探索と
結晶成長技術の開発」

(5件)
9:55-12:00

結晶成長基礎・評価分科会/
バイオ・有機マテリアル分
科会合同シンポジウム

「自然界における炭酸塩の
結晶成長」

(6件)
9:15-12:00

半導体ナノ・エピ
（III-V化合物 6件）

10:30-12:00

招待講演(新技術・新材料)
9:15-9:45

18

展示
（2F・研修室1(C)・

研修室2）

A会場
（1F・ホール）

B会場
（2F・大会議室）

C会場
（2F・研修室1(A+B)）

<会場>

A会場  ：1F ホール
B会場  ：2F 大会議室
C会場   ：2F 研修室1(A+B)

ポスター会場 ：2F 研修室1(C)・研修室2

展示会場 ：2F 研修室1(C)・研修室2
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日程表
11月13日(木)

展示
9:15-13:30

場所：2F
研修室1C
研修室2

昼食
12:00-13:00

◆ 一般講演は、発表・討論・交代を含めて15分です。

◆ シンポジウム講演は、プログラムに表記された時間です。

◆ 口頭発表者は、各自でお持ちいただいた機器を使用してください。会場にPCの用意はありません。

発表セッション前の休憩時間に映写テストを行ってください。

プロジェクターとの接続端子は、HDMIのみ可能です。推奨アスペクト比は、16：10です。

◆ ポスターセッションは、11日（火）13:15-14:30、12日（水） 13:00-14:15 の実施です。

◆ ポスターセッションのポスターサイズはA0（横900mm×縦1800 mm）1枚です。

◆ ポスター発表者は、プログラムで自身の発表日を確認のうえ、発表日の9:00～12:30の間に、

ポスターを掲示してください。

◆ セッション終了後は速やかにポスターを撤去してください。

日時 2025年11月11日～11月13日
会場金沢商工会議所会館

セッション名
（副題・講演件数）

表記について

結晶成長基礎
（結晶評価 3件/核生成 5件）

9:00-11:00

バイオ・有機
（有機高分子② 5件）

13:00-14:15

新技術・新材料
（新規プロセス① 2件/

その他 1件）
9:30-10:15

新技術・新材料
(液相成長 3件/新物質 3件)

13:00-14:30

バイオ・有機
（有機高分子① 3件 ）

11:15-12:00

新技術・新材料
（新規プロセス② 6件）

10:30-12:00

バイオ・有機
（生体分子・バイオミネラル 

5件）
14:30-15:45

展示
（2F・研修室1(C)・

研修室2）

A会場
（1F・ホール）

B会場
（2F・大会議室）

C会場
（2F・研修室1(A+B)）

<会場>

A会場  ：1F ホール
B会場  ：2F 大会議室
C会場   ：2F 研修室1(A+B)

ポスター会場 ：2F 研修室1(C)・研修室2

展示会場 ：2F 研修室1(C)・研修室2
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